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不同结构碳黑填充的复合体系的太赫兹时域光谱研究  
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摘要  利用熔融共混、压片的方法制备了两种不同结构的碳黑(乙炔碳黑和高结构碳黑)填充的高密度聚乙烯复合
材料，并利用太赫兹时域光谱研究了复合体系在太赫兹波段的介电性质。研究发现，随着频率的增加，体系的吸

收系数逐渐增大而折射率则逐渐降低;在相同的频率下，吸收系数和折射率均随颗粒浓度的增加而增大;与乙炔碳
黑相比，相同浓度的高结构碳黑填充的复合体系具有较大的吸收系数和较低的折射率，这与碳黑的颗粒结构以及
颗粒间的团聚状态是紧密相关的。假定复合体系的介电损耗是由碳黑颗粒内部载流子的极化和聚乙烯基体的界面
极化所导致的，利用双德拜模型对实验结果进行了解释，分别得到了两种极化模式所对应的弛豫时间和弛豫强度
等信息。  
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